












































专利名称(译) 彩膜基板及其制造方法、显示装置

公开(公告)号 CN104865732A 公开(公告)日 2015-08-26

申请号 CN201510284865.X 申请日 2015-05-28

[标]申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司

申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司

当前申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司

[标]发明人 张晓晋

发明人 张晓晋

IPC分类号 G02F1/1335

CPC分类号 G02B5/28 G02F1/133514 G02F1/133516 G02F1/133617 G02F2202/32

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明公开一种彩膜基板及其制造方法、显示装置，属于液晶显示技术
领域。彩膜基板包括：衬底基板；衬底基板上形成有光子晶体层；形成
有光子晶体层的基板上形成有发光介质层，发光介质层能够在光线激发
下发出彩色的光；形成有发光介质层的基板上形成有半透半反层；光子
晶体层用于阻止发光介质层发出的彩色的光通过光子晶体层，使得彩色
的光在光子晶体层与半透半反层之间震荡并干涉，从半透半反层射出。
本发明通过微腔的调制，解决了现有技术中白色光经彩膜滤色形成彩色
的光的光谱的半高宽较大，LCD的饱和度较低，且白光LED背光源的能
耗较高的问题，达到了降低彩色的光的光谱的半高宽，提高LCD的饱和
度和节能的效果。
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